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ABSTRAK

Dalam penelitian ini kondisi optimum pelapisan krom (III) terhadap baja dengan cara electroplating didapatkan pada voltase 4,5 volt, waktu plating 60 menit dengan pengadukan larutan dan larutan plating dengan komposisi H ³BO³ 0,15 M: HcooH 0,1 M; CrCl³ 0,1 M; KCI 0,35 M dan Na H²PO² 0,04 M. Adanya hiposfit dalam larutan plating akan meningkatkan jumlah deposit krom (III) pada permukaan baja. Penambahan konsentrasi hiposfit dalam laruatan akan menaikan kekerasan dan penampilan hasil electroplating krom

